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2平板間の高分子溶融の流動解析 (1次元)

モデリング

速度分布

局所的なレオロジー特性の変化

粘性流体領域

粘弾性液体領域

粘弾性固体領域

upper plate
(non-slip b. c.)

bottom plate
(non-slip b. c.)

単純流体
との比較

高速に振動する平板間での流動

並列化ベンチマーク

256ＣＰＵでも
理想的な効率 !!

Δx > lMD
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